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摘要(译)

一种沉积设备，包括：沉积源，包括沿第一方向线性排列并喷射沉积材
料的喷嘴;一对角度控制构件设置在沉积源的两侧并控制沉积材料的排放
方向角度。每个角度控制构件包括平行于第一方向的旋转轴，以及围绕
旋转轴设置并且围绕旋转轴以预定间隔彼此分开的多个屏蔽板。尽管沉
积角度根据处理时间的增加而改变，但是沉积角度被补偿以形成均匀的
薄膜。而且，可以通过有机发光二极管（OLED）显示器的每个像素均匀
地沉积有机薄膜，从而增加每个像素的亮度均匀性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2efaa374-b8c5-45c2-8045-f31acb4b46e6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049670720/publication/US2013323868A1?q=US2013323868A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130323868%22.PGNR.&OS=DN/20130323868&RS=DN/20130323868

